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Ensaios Monoténicos Centrados

* 1 modelo em betdo normal e 3 em betdo de elevada resisténcia (BER).
* Modelos quadrados com 1,65 m de lado e 0,125 m de espessura.
* Auutilizacdo de BER levou ao aumento da capacidade de carga em 42% no

modelo com 1,25% de armadura longitudinal superior.
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